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1.Introducao

* A cromatizacao é eficiente como pré-tratamento para
pintura, porém o ion Cr*® é toxico e cancerigeno.

 Revestimentos de silanos sao alternativas viaveis.

* A producao de revestimentos de silanos por imersao
pode resultar em filmes pouco homogéneos e com
propriedades de barreira pouco eficientes.

 Eletrodeposicao pode gerar filmes de silanos mais
uniformes e com propriedades de barreira eficientes, por
enriquecer o substrato em ions OH".

2.0bjetivos

* Avaliar a eficiéncia da técnica de eletrodeposicao e
compara-la com a técnica usual de imersao.

* Comparar o efeito do uso de uma etapa de ativacao da
superficie metalica em solucao alcalina, seguida de
iImersao em solucao de TEOS com a técnica de
eletrodeposicao.

3.Procedimento experimental

- Materiais:

* Aco carbono SAE 1006
e TEOS (ortossilicato de tetraetila)
e Revestimento organico de resina acrilica

-Preparacao:
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método tratamento | 24h | 48h | 72h | 96h | 168h
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0 = Sem corrosdo; 5 = corrosdo generalizada
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O desempenho dos filmes foi analisado atraves de
ensaios de camara umida, ensaios de aderéncia e de
espectroscopia de impedancia eletroquimica. Os
resultados indicam que os filmes obtidos por
eletrodeposicao sao melhores que o0s por imersao
simples, com e sem ativacao alcalina, mostrando a
eficiencia da técnica na obtencao de filmes com
melhores propriedades de barreira.



